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Urzadzenie do elektrolitycznego odtleniania ciektych metali

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do elektrolitycznego odtleniania ciektych metali.

Dotychczas ciekte metale odtlenia si¢ za pomocg statych odtleniaczy, takich jak np.: aluminium, zelazo-
krzem. Sposéb ten jest ktopotliwy ze wzgledu na szereg dodatkowych czynnosci zwigzanych z dozowaniem
odtleniacza do odtlenianego metalu, nie zawsze gwarantuje wtasciwe odtlenienie, a ponadto powoduje nieko-
rzystne zanieczyszczenie odtlenianego metalu odtleniaczem.

Urzadzenie do odtleniania ciekfych metali wedtug wynalazku sktada sie z co najmniej dwéch ksztattek
ceramicznych, majacych posta¢ korzystnie dtugich cylindrycznych tygli, wykonanych z elektrolitu statego
o przewodnictwie jonowym, korzystnie tlenku cyrkonu, stabilizowanego wapniem lub itrem, wewnatrz ktérych
znajduje sie tatwo wiazacy tlen i tworzacy trwate tlenki metal, korzystnie aluminium, w ktérym umieszczone s3
elektrody zasilane napieciem przemiennym, korzystnie grafitowe, przechodzace przez zabezpieczajgce go prze
utleniajacym wptywem powietrza uszczelnienia, przy czym cate urzadzenie zanurzone jest w ciektym metalu,
ktéry ma byé odtlenlanv, np. wrkadzi z ciekt3 stala.

Urzadzenie do elektrolltycznego odtleniania ciektych metali jest proste w budowie i gwarantuje wtasciwe
odtlenienie metalu, Wynalazek w przyktadzie wykonania pokazano na rysunku, ktory przedstawia schematycznle
urzadzenie do odtleniania ciektych metali. '

W odtlenianym ciektym metalu (5) zanurzone sg dwie ksztattki ceramiczne (1), majace postaé korzystnie
dtugich cylindrycznych tygli, wykonanych z elektrolitu statego o przewodnictwie jonowym, korzystnie tlenku
cyrkonu, stabilizowanego wapniem lub itrem, wewnatrz ktérych znajduje sie tatwo wiazacy tlen i tworzacy state
tlenki metal (2), korzystnie aluminium, w ktérym umieszczone s elektrody (3) zasilane napigciem przemiennym,
korzystnie grafitowe przechodzace przez zabezpieczajace go przed utleniajgcym wptywem uszczelnienia (4).
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Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do elektrolitycznego odtleniania ciekfych metali, znamienne tym, ze sktada sie
z co najmniej dwdéch ksztattek ceramicznych (1), umieszczonych w odtlenianym 'ciekfym metalu (5), majacych
ksztatt korzystnie dtugich cylindrycznych tygli, wykonanych z elektrolitu statego, korzystnie tlenku cyrkonu,
stabilizowanego wapniem lub itrem, wewnatrz ktérych znajduje sie fatwo wigzacy tlen i tworzacy state tlenki
metal (2), korzystnie aluminium, w ktérym umieszczone s3 elektrody (3), korzystnie grafitowe, przechodzace
przez zahezpieczajace go przed utleniajagcym wptywem powietrza uszczelnienia (4).

2, Urzadzenie do elektrolitycznego odtleniania ciektych metali wedtug zastrz. 1, znamienne tym,

ze elektrody (3) zasilane sq napigciem przemiennym.

4 L B
|
7\/?'
HE
g .
——INNM——IN N—— )
2 — N MM—— N N ===
————5\\/__f\\’ —_
AN NP ‘NEN/
— _.p ' —_— _.’\ \/__.—
N N= —=IN N—=
S ,/_'_V = - -
N —NN=-
— TINN T NN
N\ o X g\ ]\
_——_/ .—_—! 11— -
_-_ENLJ\\?_ NN — -
LT B | N\ )
i/ \NN/ it | O\ il

Zaktad Wydawniczo-Poligraficzny WPL
Zam. 497, Naktad 115
Cena 100 zt



	PL115269B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


